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Решен ряд электродинамических задач, связанных с измерением диамагнитизма плазмы и тока, пропускаемого через прямой плазменный столб. 

Выполнен анализ проникновения внешнего переменного магнитного поля в цилиндрический проводящий тонкостенный экран. Для случая продольной ориентации магнитного поля получено аналитическое решение для экрана с произвольной формой сечения. Вычислено распределение вихревого электрического поля внутри экрана. Рассмотрено влияние отверстий в виде тонких длинных разрезов, круглых вырезов, а также щелей в виде лабиринтов на величину коэффициента ослабления магнитного поля. 

Для случая поперечной ориентации магнитного поля получено аналитическое решение для экрана с эллиптической формой сечения. Показано, что для экрана с круглым сечением коэффициенты ослабления продольного и поперечного поля в точности одинаковы.

